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摘要(译)

本发明涉及使用单一测量过程确定初始腐烂的牙釉质病变的活动状态。
为此，包括容纳在手持件中的测量头的光学距离测量系统用于通过光学
测量从釉质中的多孔结构产生深度轮廓，并且所述深度轮廓与分类相关
联。深度剖面，对应于不同活动状态的不同分类。对于光学测量，提供
距离测量，其可以通过至少一个波长的反射光的强度测量来支持，该反
射光被锐聚焦到表面上，或者强度测量仅专门进行。
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